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Introducao

A eletrodeposicdo é uma técnica muito eficaz na producao de
filmes finos e materiais nanoestruturados sobre substratos soélidos
de diferentes geometrias (condutores, semicondutores e, em alguns
casos, isolantes) a partir de uma solucao eletrolitica e pela
passagem de corrente elétrica. Do contrario das técnicas de
deposicao fisica, gue envolvem alto vacuo, a eletrodeposicao € um
Processo que ocorre a pressao e a temperatura ambiente. A
facilidade no controle de formacao das camadas ou das

nanoestruturas depositadas qualifica a eletrodeposicao como a

Resultados

Foram efetuados depdsitos em um potencial de -1,10V durante
0S seguintes tempos: 2s, 3s, 5s, 7s, 8s, 10s, 12s, 15s 17s 20s, 30s,
50s, 70s, 80s e 100s. Entre cada depodsito e medida de
magnetizacdo, o cobalto foi dissolvido e uma nova medida da
magnetizacao da amostra fol efetuada. Para cada tempo de
deposito, a curva de magnetizacao foi subtraida da curva medida
antes da deposicao. Assim, obtemos uma aproximacao do
comportamento magnético somente do cobalto depositado em

grafeno. Na figura 2 temos a curva de MxH para 4 tempos de

técnica mais economicamente viavel para obtencdao de materiais depaosito.
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um campo magnético de baixa intensidade e alternado. O momento Campo (Oe)

magnético da amostra faz com que ela vibre na frequéncia do Figura 2 — Curva MxH para 4 tempos de deposicéao

campo menor. A amplitude desta vibracdo é tida como proporcional A figura 3 mostra a magnetizacio durante uma deposicio de

a magnetizacao (M) e é medida atraves de um piezoelétrico. Com .. , . ,
120 segundos. Pode-se verificar que ela é crescente e linear apos

1SS0, pode-se construir um grafico que relaciona a magnetizacao da , .
alguns segundos de depaosito.
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Figura 3 — Magnetizacao durante deposicao
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Figura 1 — Esquema de montagem
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